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Abstract (en)
The anode manufacture has a base body provided with a coating for emission of different X-ray radiations via an inductive plasma spray coating
process. The coating may be built up from a number of thin coating layers with an overall thickness of between 0.4 and 0.6 mm. A recess may be
formed in the surface of the base body with a depth corresponding to the coating thickness, before application of the coating in the base of the
recess, so that the surface of the applied coating is flush with the surface of the remainder of the base body.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Anode für Röntgenröhren. Erfindungsgemäß wird der Röntgenstrahlung emittierende Belag
durch induktives Plasmaspritzen auf dem Grundkörper aufgebracht. Dadurch wird eine verbesserte Ermüdungsrißfestigkeit und damit eine geringere
Aufrauhung des Belages erreicht (Fig. 2). <IMAGE>
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